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(54) Plasmaspritzvorrichtung

(57) Es wird eine Plasmaspritzvorrichtung vorge-
schlagen, deren Brennerkopf (1) mit einem Anodenba-
siskörper (2), einem Kathodenbasiskörper (4) und ei-
nem dazwischen eingefügten Isolierkörper (3) versehen
ist. In den Anodenbasiskörper (2) ein Gaszufuhrkanal
(12) eingelassen, der in eine im wesentlichen kegelför-
mig gestaltete Ausnehmung (13) mündet. Über diesen

Gaszufuhrkanal (12) kann ein zwischen einem Pulver-
zufuhrkanal (9) und der Auslassdüse (6) verlaufender
Hohlraum (15) mit einem Gas geflutet werden. Dadurch
werden Ansammlungen von Beschichtungspulverparti-
keln im Bereich der Auslassdüse (6) weitestgehend ver-
mieden und die Qualität der augetragenen Schicht ver-
bessert..
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